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(57)【要約】

【課題】一台のＲＦ源を用いて、二つの特性が異なるＲ

Ｆ空洞に高速で所定の電場を形成する、「ＲＦ空洞に加

速電場を高速で立ち上げる方法」を提供する。

【解決手段】本発明は、第一ＲＦ空洞及びチューナーを

有する第二ＲＦ空洞と、それら特性が異なるＲＦ空洞に

加速電場を形成させる一台のＲＦ源を備える高周波加速

器において、

ＲＦ空洞の起動時に、両ＲＦ空洞の共振周波数を検出し

、ＲＦ電力のＲＦ周波数を、検出にて得た共振周波数の

いずれか一方に一致させるよう変調しＲＦ電力を出力し

、チューナーを制御して、両ＲＦ空洞の共振周波数を同

じにすることで、第一ＲＦ空洞及び第二ＲＦ空洞の共振

周波数とＲＦ電力のＲＦ周波数を同じにして両ＲＦ空洞

からの反射電力を低減させることで、ＲＦ源から出力さ

れるＲＦ電力及びＲＦ周波数を所定値に短時間で到達さ

せ、両ＲＦ空洞の加速電場を高速に所定の電場に形成す

る。

【選択図】図１
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